Mammo Brugermgde

9. marts 2026

Brugermadets lokation: Forskerparken 10, 5230 Odense M

Agenda

Mandag d. 9. marts

8.15-9.00

9.00-9.15

9.15-9.45

9.45-10.15

10.15-10.45

10.45- 11.15

11.15-11.30

11.30-12.15

12.15-13.15

13.15-14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 15.15

15.15-15.45

15.45-16.30

16.30 - 16.45

Der tages forbehold for, at der kan forekomme cendringer for agendaen

Morgenmad & registrering (senest registrering 8.45)

Velkomst & introduktion
Tina Agervang Baadsgaard, Produkt Specialist XP, Siemens Healthineers
Mette Graulev Rasmussen, Applikation & Produkt Specialist Mammografi, Siemens Healthineers

Fra viden til vaerdi: Sadan lukker vi hullet mellem at vide og at gare

Frederik Kruuse, Application & NRB EDU Business Manager, Siemens Healthineers

Nyt fra kvalitetskomite fra Brystkraeftscreening i Danmark
Anette Senderholm Pedersen, Formand for Kvalitetskomité for Brystkreeftscreening i DK,
Klinisk vejleder og Billedkvalitetsansvarlig, Gentofte Hospital

Teknik i dagligdagen

Kurt Buus, Customer Service Engineer, Siemens Healthineers

Tips og tricks og procedurer ved implantater

Mette Graulev Rasmussen, Applikation & Produkt Specialist mammografi, Siemens Healthineers

Pause

Push back metode ved implantater. Kliniske erfaringer og eksempler
Anette Senderholm Pedersen, Formand for Kvalitetskomité for Brystkreeftscreening i DK,
Klinisk vejleder og Billedkvalitetsansvarlig, Gentofte Hospital

Erfaringsudveksling i tildelte grupper pa tveers af regioner
1. Referencekompendiet & PGMU

2. Implantater og push back metoden

Frokost

Stereotaktisk og tomo guidet biopsi med horisontal adgang (Pa engelsk)
Liesel Taylor, HQ Application Product Manager XP WH, Siemens Healthineers

Workflow og procedurer ved kontrastmammografi og kontrast biopsi (Pa engelsk)

Liesel Taylor, HQ Application Product Manager XP WH, Siemens Healthineers

Kaffe og kage

Kliniske erfaringer med Kontrastmammografi og kontrastvejledt biopsi

Overleege Hanna Bartnikowska, afdeling for brystundersegelser, Gentofte Hospital

Opsummering og afslutning

° SIEMENS



